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SECCION C — SECCION C — QUIMICA; METALURGIA
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PROCESOSELECTROLITICOSO ELECTROFORETICOS; SUSAPARATOS [4]

PROCESOS PARA LA ELIMINACION ELECTROLITICA DE MATERIA EN OBJETOS; SUS APARATOS (tratamiento
del agua, aguaresidua o de acantarilla por procesos el ectroquimicos CO2F 1/46; proteccidn anddica o catddica C23F 13/00) [2]

Nota(s) [2

En esta subclase, se aplicalaregladel dltimo lugar, es decir en cada nivel jerérquico, salvo que se indique lo contrario, la

clasificacion serealiza en el Ultimo lugar apropiado.

Limpieza, desengrasado, decapado o descascarillado
por via electrolitica [2, 2006.01]
Decapado; Descascarillado [2, 2006.01]
en solucion [2, 2006.01]
de hierro o acero [2, 2006.01]
de metales refractarios [2, 2006.01]
de actinidos [2, 2006.01]
en bafios fundidos [2, 2006.01]
de hierro o acero [2, 2006.01]
de metales refractarios [2, 2006.01]
de actinidos [2, 2006.01]

Grabado o pulido electrolitico [2, 2006.01]
Grabado [2, 2006.01]
de metales ligeros [2, 2006.01]
de hierro 0 acero [2, 2006.01]
de metales refractarios [2, 2006.01]
de actinidos [2, 2006.01]
de materiales semiconductores[2, 2006.01]

CIP(2019.01), Seccién C
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5/00

7/00

7102

Localmente [2, 2006.01]
Pulido [2, 2006.01]
de metalesligeros[2, 2006.01]
de auminio [2, 2006.01]
de metales pesados [2, 2006.01]
de hierro o0 acero [2, 2006.01]
de metales refractarios [2, 2006.01]
de actinidos [2, 2006.01]
de materiales semiconductores [2, 2006.01]

L evantado €electrolitico de capas o revestimientos
metalicos [2, 2006.01]

Elementos estructurales, de células o sus ensambles
paralaeliminacion electrolitica de materia en
obj etos (tanto para revestimiento como para eliminacion
electroliticos C25D 17/00); Operacion o
servicio [2, 2006.01]

Regeneracion de los bafios [2, 2006.01]



